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Em fevereiro de 2026, um incidente ocorrido na piscina de uma
academia, na cidade de S3o Paulo, ganhou destague apds a
morte de uma pessoa e o relato de mal-estar por, pelo menos,
outras sete pessoas, enquanto nadavam durante o processo de
tratamento da piscina. O principal agente bactericida utilizado
no tratamento de dgua em piscinas — sejam de clubes, acade-
mias ou residéncias — & o HCIO. Uma forma de tratamento gue
tem se popularizado, por se mostrar mais segura e econdmi-
ca, se baseia na eletrdlise de NaCl, adicionado diretamente na
agua da piscina. Um dos produtos dessa eletrélise reage geran-
do HCIO.

Assim, os gases produzidos nessa eletrélise e a equagao quimica
correta de produgdo do HCIO sdo, respectivamente,

P Gasl Hi los Equacdo Quimica

al| H,eCl, |Clig)+H,Oi) = HCIMaq) + Cl{ag)

bj| H,e0 H,(g) + O,lg) + Cl'(ag) = HCIOlag) + H,Olaq)

¢ | 0,eH, |Claq)+0,(g)+ H,0(l) = HCIO(ag) + H*(aq)

d)| H,eCl, |Clig)+ H,0{)= HCIO(aq) + H'(ag) + Cl (aq)




RESOLUCAO

GABARITO: D

Eletrélise do NaCl em agua:

° No anodo (oxidagao): ZCl(aq)—> Cl2 @) + 2e

° No catodo (reducéo): 2H_0O

) (l)+Ze —>H2

+ 20H
(aq

@ )

Logo, os gases produzidos sé&o H,e Clz.

Formagéao do HCIO: O gas cloro ( Clz) reage com a agua:

+ HO0=HCl(aq) +H__+CI

ClZ (aq) (aq)
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